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© PhatopofymerisierbaresGerntsch. 



© Es wird efn photopofymerisierbares Gemlsch fur die 
Herstellung von Druckplanen und Photoresists beschrreben, 
das em polymeres BindemitteT. eine athylenisch ungesattigte 
polymerisierbare Verbindung und als Photoinitlator eine 
Verbmdung der Formel 



CD 
CO 



CO- 



(CH=CHJ n -R 

ist, worin 

R ein gegebenenfalis substitulerter aromatlscherRest und 
n 1 oder 2 ist. 
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Photopolymerisierbares Gemisch 



Die Erfindung betrifft ein neues nh„- 

Genisch, das als wesent " P hot °P°1y*eHsierbares 
B1n-. H l«.l. d : 1 ^ I Be f tandteile «n-„t.„. ein 

- mindestens e.irpi::;:,^!--- ve — 

Aus der DE-PS 20 27 467 cinw k„ 

■ . . 467 S1nd bestimmte Derivate Hoc 

A=r ld ,„ s und Phena2ins , ]s p hotoinit1at ^;;^ an d » 

In der DE-PS 20 39 sfii , 

- ::\:r;r h °— — 
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r.ischen Doppsl bi ndung ur.d einerr* Siedgpunkt oberhalb 100 D C 
so;-/ie eine mehrkernige he terocy cl i sche Verbir.dung als 
P ho zo initiator en thai t . 

Das erf indungsgem&5e Gemisch ist dadurch gekennzei chnet , 
da3 der Photoi ni tiator eine Verbindung der Formel 



{CK=CH ) -R 
n 

ist 3 worin 

R ein gegebenenf al 1 s substi tuierter aroniati- 
scher Rest und 

n 1 oder 2 

ist. 

Die in dem erf i ndungsgemaBen Gemisch enthaltenen Photo- 
initiatoren absorbieren Licht im Spektral berei ch von 
etwa 250 bis 395 nm und wirken bei Bestrahlung in diesem 
Spektral berei ch als aktive Radi kal s tarter fur die Photo- 
polymerisation von Vinyl verbindungen, auch in Gegenwart 
von Sauerstoff. Die neuen Photoi ni ti atoren hab^n zugleich 
die Eigenschaft, die thermische Polymerisation solcher 
Verbindungen in Abwesenheit von aktinischer Strahlung 
zu hemmen* Sie sind somit ideal zur Herstellung lager- 
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fahiger photopoly^erisUrbarer Genische geei*ne* Die 
dc.1t hergestellten Gennsche zeichnen sich ferne"r du rch 
ihre gute Rasterwiedergabe aus. 

Als Substltu.ntan in den, aro«ttsch«n Rest R sind u a 
AUyl-, Aryl-, Aralkyl-, AUoxy-, Aryloxy ^ ^ /' - 
Acy aonno-, Ami nocarbonyl - , Arylaniina-, Al ky Imercapto- , 
AryT.rc.pto-, D1.lkyU.mo-, Hyd roxygruppen und Halog n- 
•tome gee,gn«t. Dabei haben aliphatische Sub.t1tu.nten 
i. .llg«.1n.n 1-6, bevorzugt 1-3 C-Ato.e, Substi tuenten , 
die aronaxnsche Reste enthalten, i m al1g„., M „ 6-10 
C-Atoie . Bevorzugt werden Alkyl-, Alkoxy-, Aryl-, Carbon- 
saureannd-, Hydroxygruppen oder Hal ogenatome . 

Der arocatische Rest kann ein carbo- oder heterocycl i sere* 
em- oder mehrkerniger aromatischer Rest sein, der auc*' ' 
angeschlossene hydrlerte Ringe enthalten kann. Vorzugs" 
WE1Se 6nth " a ' U der sromatische Rest nicht mehr als drei 
Rinse. Als besonders wirksame Verbindungen haben sich 
4-h.thoxy-Benzalchlnaldln. 4-Methyl -Benzal chi na 1 din 
4-Chlor-Benzal china! din, 2- (4-Phenyl -butadienyl ) - ' 
chinolin, 2-(2-Phenanthryl-(3)-vinyl}-chinolin und ' 
2-(2-Benzo[2]thienyl-( 3 )-vinyl)-ch1nolin bewahrt. 

Die Initiatoren werden im allgemeinen in einer Kon- 
"ntratlon von 0,01 bis 10, vorzugswelse von 0,2 bis 7 
Gew.-:„, bezogen auf das Gewicht der polymerisierbaren 
Verbindungen, angewendet. 



Viele der hier als Photoi niti etoren verwend&ten Verbin- 
dungen sind aus der Uteratur befcannt. Der aktive Wasser- 
stoff der Methyl gruppe des 2-Hethy 1 -chi r.ol i ns erlaubt 
eir.e einfache Kondensation mi t aromatischen Aldehyden 
bei ca. 150°C unter Wassersbspal tufig zu den gesuchter. 
Benzalchinaldinen und ihren Derivaten bzw. KomoTogen. 

Als polymeri sierbare Verbindungen sind Verbindungen rait 
endstandi gen Vinyl- oder Vinyl idengruppen geeignet, 
die zur radikalisch initiierten Kettenpolyraeri sati on 
b-efahigt sind. Unter diesen sind die Acryl- und Heth- 
acrylsaurederi vate, tnsbesondere die Ester, besonders 
gut geeignet. Verbindungen ir.it mindestens zwei poly- 
meri sierbaren Gruppen werden besonders bevorzugt. 

Beispiele fur geeignete Verbindungen sind die Acryl- 
und Metbacrylsaureester von Sthy-1 engl y kol , Polyathylen- 
glykol, Trimethylolpropan, Pentaerythri t, Di pentaerythri t 
und ahnlichen mehrwertigen Alkoholen. Besonders cut ge- 
eignet sind auch polymeri s ierbare Verbindungen rai't zwei 
oder mehreren Urethangruppen im Molekiil, wie sie z. B. 
in den DE-OS 20 64 079 und 23 61 041 sowie der Slteren 
Patentanmel dung P 28 22 190 beschrieben sind. 

Die polymerisierbaren Verbindungen werden im allgemeinen 
in einer Menge von 10 bis 70, vorzugsweise 20 bis 50 
Gew.-:; a bezogen auf die Gesamtmenge der ni chtf luchti gen 
Bestandteile oes Gemischs, verwendet. 
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Die photopolymerts1erber«n Gp-Sr rho ... 

os„„ gsrai tt 6 ,„ 15sliche PolyaBide> Po ; 2 t e e •» 

Polymethylmethacrylate Pol„vi„ , '"'nyi acetate, 
tester, ,„ .» S 'a " ""l »-»»»«1 9 t. 

EntwUklung hSuffs .1, wSBrlg-alk.HsM' r ! •' 

MischonT ««'«P"1« "r solche Bindearmel sin- 

" ,, MmiIi »•» St ^" «d K.leinsaur.anhydn 
von Vmyl.c.t.t ond Crotonsaure un d von A lk »„ t „ 

Jesonders ,„« eignen sich Hl.ehp.„ MPlllt , dtr 
acrylsaure, z. e. T.rp.ly„ r „. t . m1t hdhere „ ™*_" 
■nethacrylaten und weiteran » MMEreB „„ " ? 

d E -os 20 M oao u „d 23 63 aoe besc*^ I^" 

Die Btnd..1tt.l slnd in den, Gemisch 1„ all geme , nen fn 
Bestcndteile, enthaltsn. 

Den Ge„isc„en kii nnen ferner Farbstoffe, P1 9 „ n „, p oly _ 
-.r,..t,.n.1,.MMt.r.». Farbbi , dnEr un<1 ™* 
donatoren zugesetzt uerden. Diese 2usSt2e „„„„ jedoc . 
»orzu S s„ else kBl ne Uben,S S , 9en „.„,.„ des fi]> den 
Im^erungsvorgang notaendigen aktinischen Lichts ab- 
aorb,aran. AH Uasserstof, donatoren sfnd ,„ beUn t 
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Weise z.B. Substanzen mit al i pha ti s chen Ather bi ndungen 
gesignet. Gecebenenf a 1 1 s kann diese Funktion auch vom 
Bindemittel oder der polymeri sierbaren Substanz iiber- 
nommen werden, so daB dann auf zusatzjiche Wassers tof f - 
donatoren verzichtet werden kann* 

Die erf i ndungs gemaSen Gemische konnen zur Verbesserung 
der Elastizitat auch Welchmacher wie Polyglykole, Ester 
der p-Hydro;<ybenzoesaure usw. enthalten* 

Die Gercische finden bevorzugte Anwendung bei der Herstel- 
lung von Hochdruckf ormen Rel iefbildern, Offsetdruck- 
formen, Bimetal!- sowie Trimetall druckf ormen, kopierten 

Schaltungen* Siebcruckschablonen und Druckformen fiir 
den rasterlosen Offsetdruck. 

Wenn das Gemisch in fTUssiger Form als sogenannter 
Kopierlack aufbewahrt und erst unmittelbar vor der Anwen- 
dung auf die Unterlage, 2. B. einen Si ebdr ucktra c 2r , eine 
Leiterplatte oder dgl . , aufgebracht werden soil* werden 
die Schichtbestandteile in einem geeigneten Losungsmi ttel 
bzw, Losungsmi ttel gemi sch gelbst oder dispergiert. A] s 
Losungsmi ttel sind Alkohole, Ketone, Ester, Kther, Amide, 
Kohl enwasserstof f e und dgl. geeignet. Vor all em werden die 
Partial ather' mehrwertiger Alkohole, insbesondere der 
Glykol e , verwendet . 

Die Gemische kbnnen fur die Herstellung von Druckplatten 
usw. mit Vorteil unmittelbar nach ihrer Herstellung auf ' 
einen geeigneten Trager aufgebracht und als licht- 
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ernpf i ndl iche Kopiermaterial ien aufbewehrt una in den 
Handel cebracht werden. Kierbei kbnnen die gleichen ocer 
Hhnllche Lbsungsrr.i ttel wie fur die Herstellung der Kopie* 
lacke verwendet werden. Der Antrag erfolgt z. B. curch 
GieEen, Spruhen, Eintauchen oder k'alzen. 

Als Schichttracer eignen sich z. E . Zink, Kupfer, 
Aluminium, Stahl, Polyester- bzw. Acetaifolie, Perlcr.- 
gaze etc., deren Oberflache bei Bedarf einer Vorbehand- 
lung unterworfen sein kann. 

Erforderlichenfalls wird zwischen Trager und 1 i chtempfl nd- 
licher Schicht eine haf tvernii ttel nde Zwi schenschi cht bzw. 
eine Lichthof schutzschi cht auf cebracht . 

1= Fur die Herstellung dicker Photopol vnerschl chten , deren 
Starke einige Zenntel mm betragen kann, kann die erfin- 
dungsgemaSe Kopi ermasse 'auch ohne Aufl'dsen in einem 
Lbsungsmittel , z. B . im Drei wal zenstuhl , verknetet und 
auf die Tra'gerfolie hydraulisch aufgepreBt werden. 



lo 



20 



25 



Die Druckformen, Ktzreserven , Siebdruckf ormen etc. wercen 
aus den geeigneten Mater i al ien auf die in der Praxis UbH- 
chen Weise hergestellt, d. h. nach der Belichtung unter ■ 
einer Vorlage werden die nicht geharteten Nichtbild- 
stellen durch Behandeln rait geeigneten Losungsmi ttel n 
bzw. wafirig-al kal i schen Lbsungen entfernt. 



30 
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Tactile I 

Allgemeine Fcrrael : C^^C^-^L (CH^CH ) 
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Allg^neine Forr.el: 
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Die Darstal 1 ung dsr "Senzal chi nal di ne wird in den Berich- 
t e r. ^ er Deutschen Chem. Gesel 1 schaf t beschrieben 
(Ber. 35, 1 656 a Ber. 39 a 2750 und Ber. 59 s 1013). 

5 Die nicht inder Literatur beschriebenen Benza 1 ch i na 1 d i ne 
lit, z ihre Korcologen wurden einer Stickstof f-Analyse unter-r 
w o r f e n . 

Die berechneten und gefundenen Sticks toff werte fur diese 
-° neuen unter den Verbindungen der Tabelle 1 zeigt die 
Tabelle I a . 

Tabelle la 
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Die Starter.kt1v1t»x-der Initiator der For-eln <■ o 

tseispiei 1 zusaramengefaBt. 

m groSerer Hence 2uc ese t 2 t „ n * a- , . ren cUS T abel.* I 

in voll vernetnen L'chte.pf l„dl lehkel t 

nci - te,! Keilsturen angegeben. 

in den B.t,pf., M 3 . 6 „ erde „ , ndere Fllote| , el 
t.n una 8 „a e! - e Anwdun,,*,, , chl!eUen b^J^'Ln 

Die H.n s « der SesUndtefle s ind in Gewichtstellen (8t< 



verstshen 
B e i s p j e 1 1 

20 Lb'sungen von jeweil 



5,6 



6,5 



St des Umsetzungsproduktes aus 

1 MoT 2.2,4-Trimethyl-hexaraethyTen- 

diisocyanat und 

2 f-fol 2-Hydroxy-athylmethacrylat, 

Gt eines Terpolynerl sats aus Styrol. n-Hexvl 
metnacrylat and Methacry 1 sSure (10:50:30) 
nn't der Saurezahl 190, 
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C,2 G; Phozoini tiator (siehe Tabelle II), 
0,15 C-t Triathylenglykol-dimeth'ecrylat und 

0,025 Gt eines blauen Azof ar bsto.f f es a erhalten 
durch Kuppeln von 2 , 4-Di ni tro-6-ehl or- 
benzoldiazcniunisal z mit 2-Methoxy-5-acetyl - 
ami no-iJ-cyanoathy 1 -N-hydroxyathy 1 ani 1 in, in 

30 Gt Butanon und 

0,5 Gt Kthylalkohol 

v/erden nachei nander auf 25 jjm stsrke PplySthyl snterephtha- 
letfolie auf geschl eudert . AnschHeSend wlrd 2 Hinuten bei 
1DC*C f m Trockenschrank nachgetrocknet . Es warden 25 jjm 
(30 g/i?.= ) dicke Schichten erhalten. 

Urn die erhaltenen Schichten vor Verschmutzung durcn Staub 
20 und Beschadi gungen zu schUtzen, werden sie mit einer 

20 - 25 st&rken Deckfolle bus Polya thy 1 en , die an der 
Schicht weniger stark haftet als die Pol yester-Trager- 
folie, abgedeckt. Sie kbnnen so Uber einen langeren 9 
Zeitraum unter Li ch tausschl uf5 gelagert werden. 



15 



25 



30 



Die Kupf eroberf 1 ache von mit 35 pm starker Kupferfolie 
ksschierter. Phenopl ast-Schichtstof fpl otten w1r- mechanisch 
mit Bi:nsi:sehl oder nit einer Burs tmaschi ne gereinigt und 
nacn intensivem t \zz?H*. - V-.s 3C-r ;nit clfreier lufz 

trockencieblasen. 
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Am die vorgerelnlgt.n Cu-Platten wird der Trocken- 
res lst - nach Abziehen der DeckfoHe - mit Hilfe ein*s 
handelsUbllch.n La.lnators bei 12C-C una B i t einer 
Geschwlndlgkelt von 1,5 ra /min aufl anHnl ert . 

Alle 20 Proben des auf die Kupf e roberf 1 ache 1 ar.i r.i erten 
Resists werden in je 3 Teile geteilt und anschlieSend 
durch die Tra-gerfolie unter eine* 1 3-stuf 1 gen Belich- 
tuncskeil mit Dichtei nkrementen von 0,15 mit einer 
heiallhalogenidlampe von 5 kW Jewells 10, 20 ur.d 40 
Sekunden belichtet. 

Die Keilstufc 0 entspricht einer optUchen Dlchte von 
0,0d (Eigen-Absorption des Filmmaterials). 

Nach Abziehen der Tragerfolie werden die Platten ei 
SprUhentwIcklung mit 0,8 Siger SodalSsuna bei 25»C 
unterworfen. Die Entwi ckl ungszei t betragi ca. 6C Sekunden. 

Urn die Entwicklerresistenz zu prufen - e i n Test, un; fest- 
zustellen, ob die Keilstufen voll vernetzt sind - wuroer ' 
die 20 Sekunden belichteten Proben zusatzlich der 3-fac-n 
Entwieklungszelt - also 180 Sekunden unterworfen '{Tabel 1 1" 
1 1 , letzte Spal te) . * 

Die vol] vernetzten Keilstufen der entwickelten Trocken- 
resistschlchten wurden ausgozahlt und in foiyander 
Tabelle zusanmcngefaBt. In Klamraern sngegebene Stuf 
zai.len schl1e3en nicht voll gedeckte, etwas von Ent 
wickler angegriffene Stufen mit ein. 



I ner 



'en- 
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'afoelle II 
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Beispiel 2 

Jewells 0,4 c Verbi nd U n 0 en 2, 4, 7, a, 12 und 16 

werden dem in Beispiel 1 beschrlebenen photopolyneri si er- 
baren Geraisch zugesetzt, un d die Losung wird auf ein» 
25 pn, starke Polyathyl enterephthal atf ol ie so .ufoes-Me- 
dert. daS nach den, Trocknen eine 25 ym (30 g/m^)"dicke 
Scbicht erhalten wird. 

Die schlc.ht wird in gleicher Weise wie in Beispiel i 
■uf die gereinigte Cu- Oberfl ache einer 10 x 15 cm aro«en 
Cu-Schichtstoffplatte aufgebracht, durch die Traced cl ie 
belichtet und mit einer 0,8 <;igen waBrigen Sodalbsunc en- 
w i c k e 1 1 . " 



15 



20 



25 



Es ergeben sich die aus der Tabelle III ersichtli 
vernetzten Keilstufen. 

Tabel 1 e III 



■vcnen 



Verbi ndung 



2 
4 
7 
8 
12 
16 



V o 1 1 s t u f 



e n 



10 Sek 

4 
3 
3 
5 



20 Sek 

6 
6 
5 
7 
7 
5 



40 Sek 

8 
8 
7 
9 
9 
7 
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Eine Erhohung der Inltiatorkonzentration liber 0,4 g 
hinaus bringt in der Regel infolge Ei genabsorption des 
Starters keine Steigerung der Lichtempf indl ichkei t raehr. 

Beispiel 3 
Eine Losung aus 



4 3 0 Gt eines Mi schpolymeri sats aus Methylmeth- 
aery 1 at/Methacryl saure (82 : 18) mit 
der Saurezahl 110, 



4,0 Gt Triniethylolathantriacrylat, 



0,08 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Farb- 
stoffs und 

0,21 Gt der Verbindung 7 in 
38 Gt Gly kol monoa thyl ather und 
18 Gt Butylacetat 

wird auf el ektrolyt i sch aufgerauhtes und durch Anodisie- 
rung gehartetes 0 S 3 mm starkes Aluminium durch Aufschleu- 
dern so aufgetragen und getrocknet, daB ein Schicht- 
gewicht von 2,5 g/m 2 erhalten wird, 

Nach dem Trocknen wird die photopolymeri sierbare 
Schicht mit einer LSsung von 

Poly vinyl a"! kohol mit dem K-Wert 8 und 
12 3 unversei f ten Acetyl grupper, m 
entsalztem Wasser 



Gt 



3C 



95 
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iiberschichtet und gefrocknet, so daS -i„. 



Deckschicht von 5 9 / m . entsteht. 

AnschlieBend vnrd mit der in Bei 
Lichtquel 1 e 40 Sekui 
tungskeil belichtet, 



5 Lfchtqu- le 10 s\ - ^ SpiSl 1 an Sese>enen 

i-icnt.queue 40 Sekunden unt«r einer H * • 



20 



Die belichtete Schicht wird c= i M < * 

Mu.c h t..p.„ .„ e1neB :i:: k ,: r H ::: te rame,s einss 

1.5 Gt NatriuiBRietasiUkat • 9 h 2 o , 
0,01 Gt Fettalkoholpolyg^fcollither und 
0,2 Gt Strontiumchlorid • 6 H o 0 in 
58,3 Gt entsalzteni Wasser 
entwickeU. D abe1 „ erden , „,„ u „ ttutn „ WUn , 

«.eb «assersp Ulu „ g wird nU , ;;(ger PhosphorsSure 

d.lt und ta»d., lDM , ch . r Fettfar6e eUgef , rbu e "- n 

»=ch d e „ EinfSrben „1rd gu »iert und gntrockne. Au f 
..-.r Off..,dr.c k «.chf„ wunden „ ufl a 9 en von ,50 000 

6 r a. l E | t , 



30 
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Seispiel 4 

Eine Beschi cntungsl osur.g aus 



1,0 Gt 



Trimethylolathan-trlacrylat, 



1,4 Gt 



eines Terpolynseri sats aus 
r.-Kexylr.exhacryl at/Met hyl me tha cry 1 at/ 
Methecrylsaure (50:25:25) mit der Saure 
zahl 160, 



0 S C2 Gt Kethylviolett (CI. 42 535) und 

0 S 05 Gt Verbindung 12 in 

6,0 Gt Eutanon 

v/ird cut eine gesauberte Ei ns tuf en-Zi nka tzpl a tt e so auf- 
geschl eudert und getrocknet, daB ein Schi chtgewi ch t von 
ca. 10 g/m 2 erhalten wird. 

AnschlieSend wird das Kopi ermater i al mit einem 1-2 
dicken Oberzug von Pol y v i ny 1 al kohol versehen, getrocknet 
und 40 Sekunden unter einer Posi ti v-Vorl age mit der in 
Beispiel 1 angegebenen Lichtquelle belichtet. Die Zink- 
platte.wird 45 Sekund = n mix einoni Entwickler aus 

1,5 Gt Natri limine ta 5 i 1 i kat -Nona hydra t, 

0,3 Gt Polyathylenglykol mit dem mittleren 



0,3 Gt 



Lavul i nssure und 
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0.3 Gt Stront1u«hydro*1d-0ctahydrat in 
y7 »6 Gt entsalzten Wasssr 



entwickel t. 



Nach grlindlUher Has serspiil ung », rd s H1nute „ 
1 «..r Sa, Petersen u „ ter 2usat2 v „„ , 
■ittel g.dtzt. Die gehartete Photopol vmerschich - I 

.*.»-.., 0r„c k for B eigpet s lch rUr dep 0ual h^:! 
Seiseiel 5 

Eire BeschicMungslb'supg, ,„ 6e ispi e , 4 b ,.^ rt , 

» oc .„ o M Gt der ¥ . pb t6 

w , ? GUSen "'■«»••»• 

-t. Es „,rd 20 „. ( 26 , d1cke Schi c h ( " e ^ = . k 

B1. S.trackn.t. Schicht wird ZU sa«en .« der Po,«sw 
f.l e .,«.!. e,„es bande, sUb, i cbep L..,„. t . ri f ? 
H.eh,t« Apdr Uck und e,„er Te.per.tp,. von 1)5 . e ° { 

;;V ts ; M ' ii '" ,t »•« i .»f e1 „ ».„,.,..* 

ubl,ches Siebdruckgewebe aufHmipiert. 

An«hH. B ,„d wird d„,-cb die Poiyesterfo) ie 60 Se kun< ,„ n 
•U der in Beispiel 1 angegebenen L ichtquei le upfr ,L 
Positiv-Vorlage belichtet. 8 
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Nach Abziehen der Polyesterfol 1e werden mit den, in Bei 
spiel 4 beschriebena^, Entwickler 45 Sekunden im Scheu- 
fcelbad die unvernetzten Bildbereiche entfernt. Nach 
griindlicher Was serspiil ung und Trocfcnung ist die Sieb- 
druckform gebra uchsf ertig . 

Beispiel 6 

Eine Lbsung folgender Zusammensetzung: 

1,0 Gt Trimethylolathantr'iacrylat, 

1.4 Gt des in Beispiel 4 beschriebenen 
Terpolymeri sats , 

0,02 Gt des in Beispiel 1 angegebenen Farb- 
stoffs und 

0,05 Gt der Verbindung 8 in 

8,0 Gt Butanon 

wird auf eine vorher mit Wasser und Tri chl ora Ehy 1 en 
gereinigte Tri meta 1 1 pi a tte (Fe/Cu/Cr) auf geschl eudert . 
AnschlieBend wird die Schicht 2 Minuten bei lOC'C nach- 
getrocknet. Es wird eine Schichtdicke von ca. 10 pm er- 
halten. 

In einem zweiten Arbei tsschri tt wird die 1 l chtempf i nd- 
liche Schicht mit einer 3 Cigen waBrigen Polyvinyl - 
alkohol-Lbsung iiber schi cn tet und getrocknet, sc da!J 
eine etwa 4 yin starke Deckschicht entstent. 
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?.'ach einer Bel i chtuncszei t von 120 ^ , 

Beispie! 1 angegeben n Lichtp - ! -U d,P iR 

Vorl.ge wird 50 Se.und- ' " Unter eW ^ Sativ - 

AnschlieSend wird die lich^ a h--v* 

■•t".t",.« M ". o ; 1d d, : nt ';:; n r t t : t ' 



deniit druckfertig. 

r 
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Pa tentanspruche 

1, Photopolymerisierbares Gemisch 3 das ein polyneres 
Bi ndemi ttel , eine polymerisierbare Verbindung mit min- 
5 destens einer ends tandi gen athyl eni schen Doppel b1 ndung 
und einem Siedepunkt oberhalb 100°C sowie eine mehr- 
kernige heterocy cl i sche Verbindung als Photoini ti ator 
enthalt, dadurch gekennzeichnet, daS der Photoini ti a tor 
eine Verbindung der Forme! 




N _(CH = CH) n -R 



15 ist, worin 



20 



R ein gegebenenf all s substi tui erter aromatischer 
Rest und 

n 1 oder 2 ist. 



2, Photopolymeri si erbares Gemisch nach Anspruch 1, 
dadurch gekennreichnet , daB der Rest R ein durch 
Alkoxy , Alky!-, Aryl-, Hydroxy-, Car bonsaureami dgr uppen 
oder Halogenatome subs ti tui erter aromatischer Rest ist. 



i « 
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3. Photopol^erisierbares Gefflisch nach Anspruch . 
daourch gekennzeichnet , dan es o 01 b , ,* 1 ' 
Photoinitiatcrs, be2og ^ mut °'« ^ ' " % **' 

v erbindung , 9 enth t t ^ e Polypi- 

g e k e„„ zeichnet : itit Anspruch 2 ' 

Phen y l_, Me th ylp hen y l-. Naphthyl ! ( H! "p!" 

Oder Ben 2 o/-2_7thien y l- (3 )-Lt Lt ' WWM " h W-«>- 

5. Photopol y meri S ierbares Gemisch n^H * 
^adurch gekennzeichnet, da* „ ! " " ^ *' 
1st. 2undR ei " Phenylrest 

6. Photopolymerisier bares Gemisch nach Anspruch , 
dadurch gekennzeichnet- a ^spruch 1, 

a i-u^eicnnet, dafi das polymere tt-i • ^ , 

loslich 1st. "OGns-alkalaschen LSsungen 

d a I: r = h h0t T° ly " erlSierbSreS Ge "" SCh «* A"»Pruch 1 
b.na™, .„ icryl . od „ MethacrylsSure(!5ter * V - 
dest=„ s z „ el pol y « r i. i „ b „ en 



min- 



25 • C 
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